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Titulo: Palet de desarrollo plano de resistencia mejorada

@Resumen:

El objeto de la invencién es una adicion a la patente /¥
de titulo: "palet de desarrollo plano", que incluye un s
palet con una superficie de carga formada por varias 7 o 3

capas superpuestas, disponiendo en la capa inferior
de un corte principal (28) en forma de "U", que forma
una pata central que es un triangulo equilatero o
isosceles, y de un corte (29) que forma un retuerzo
interior y solidario a la pata central. Los cortes (28) y

(29) disponen de lineas de plegado (71) y (7H). La 7
pata central tiene pestafias de unidn (6) para fijar la /
pata en sus alojamientos longitudinales (2) y el 1

refuerzo tiene pestafias con punta de flecha (31) para AN /
fijar el refuerzo interior en sus alojamientos (30). ’ /

La capa inferior se encuentra unida a la inmediata
superior excepto en la zona delimitada por los cortes

(28) y (29).
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